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1. Podstawowe informacje o Spotce

Nazwa (firma): XTPL Spotka Akcyjna

Siedziba: Wroctaw

Adres: Stabtowicka 147, 54-066 Wroctaw
KRS 0000619674

Numer telefonu: +48 71707 22 04

Adres internetowy: www.xt-pl.com

E-mail investors@xt-pl.com

XTPLS.A. to innowacyjna spotka komercjalizujgca na rynku globalnym przetomowa, chroniong miedzynarodowym zgtosze-
niem patentowym, technologie ultraprecyzyjnego drukowania szerokiej gamy nanomateriatow. Od 14/09/2017 r. Spotka

notowana jest w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect.

Zarzad: Rada Nadzorcza:
e dr Filip Granek - Prezes Zarzadu e Konrad Pankiewicz - Przewodniczacy Rady Nadzorczej
e Maciej Adamczyk - Cztonek Zarzadu e Agnieszka Mtodzinska-Granek

® Scbastian Mtodzinski

e Bartosz Wojciechowski

e Piotr Janczewski

Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu. VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. Wysokos¢ kapitatu: 169 522,00 PLN wptacony w catosci.
KRS: 0000619674  NIP: 9512394886 REGON: 36189062
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2. Profil dziatalnos$ci Emitenta

Emitent dziata w segmencie nanotechnologii. Interdyscyplinarny zespdt XTPL rozwija innowacyjng w skali globalnej tech-
nologie, umozliwiajaca ultraprecyzyjny druk nanomateriatéw, chroniong miedzynarodowym zgtoszeniem patentowym.
Rozwigzanie XTPL ma wszelkie cechy technologii przetomowej — tzw. disruptive technology i bedzie konsekwentnie rozwi-
jane w ramach zaawansowanych prac badawczych, majacych na celu zdefiniowanie kolejnych, nowatorskich zastosowan

na konkretnych polach aplikacyjnych.

Spotka etapowo komercjalizuje swoje rozwiagzanie: zamierza dostarczac sprzet do nanodruku, kompatybilne i dedykowane
dla konkretnych zastosowan nanotusze oraz gtowice drukujgce odbiorcom m.in. z branzy elektroniki drukowanej. W pierw-
szej kolejnosci XTPL przygotowuje drukarki laboratoryjne, przeznaczone do prac R&D dla dziatéw badawczo-rozwojowych
potencjalnych klientéw biznesowych oraz centrow naukowo-badawczych, natomiast w kolejnej fazie beda to drukarki

przemystowe. W obu przypadkach XTPL bedzie dostarczac sprzet wraz 7z unikatowym nanotuszem, zaprojektowanym pod

wymogi konkretnego wdrozenia.
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Opracowywane przez XTPL rozwiazanie umozliwi m.in. produkowanie nowej generacji warstw TCF (Transparent Conduc-
tive Films), tj. przezroczystych warstw przewodzacych, wykorzystywanych przede wszystkim w branzach producentow
wyswietlaczy, monitorow, ekranow dotykowych, a takze w sektorze producentdw ogniw fotowoltaicznych, charakteryzu-

jacych sie:

® nizszym kosztem jednostkowym (m.in. ze wzgledu na brak koniecznosci stosowania pierwiastkéw ziem rzadkich),

e bardzo wysoka optyczng transparentnoscia przy zachowaniu wysokiej wydajnosci energetycznej (bardzo niskiej rezy-
stancji powierzchniowej),

® warstwami elastycznymi, odpornymi na zginanie (istotna witasciwosc z punktu widzenia kierunkow rozwoju rynku

elektroniki).

Kolejnym, zweryfikowanym juz, zastosowaniem technologii XTPL jest naprawa uszkodzonych metalicznych potgczen prze-
wodzacych (do zastosowania m.in. w wys$wietlaczach, obwodach drukowanych oraz ogniwach fotowoltaicznych), gdzie

pozwoli na:

® 7naczne przyspieszenie tego procesu wzgledem metod dzi$ stosowanych;
e climinacje wysoce toksycznych substancji z procesu;

® poszerzenie zakresu naprawianych potgczen (mozliwos¢ naprawiania wezszych niz dotychczas Sciezek).

Dzieki osigganym parametrom wdrazanych rozwigzan technologia XTPL okreslana jest jako ,technologia przetomowa’
(z ang. ,disruptive technology”). Metode druku XTPL mozna postrzegac jako czynnik wptywajacy na funkcjonowanie klu-
czowych podmiotow biznesowych na ww. rynkach.

Jednoczesnie, ze wzgledu na platformowy charakter rozwijanej technologii Spotka poszukuje mozliwosci zastosowan réw-

niez w innych obszarach, takich jak m.in:

e produkcja biosensorow;

e technologia zabezpieczen antypodrobkowych.

Siedziba Spotki oraz laboratoria badawcze znajduja sie na terenie Wroctawskiego Centrum Badan EIT+. Obecnie zespdt
tworzacy XTPL sktada sie 7 naukowcow i technologdw o interdyscyplinarnym doswiadczeniu w zakresie: chemii, fizyki,
elektroniki, mechaniki, symulacji numerycznych (10 osob posiada stopien doktora nauk). XTPL to takze grupa specjalistow
7 zakresu zarzadzania strategicznego i komercjalizacji technologii z do$wiadczeniem oraz sukcesami w obszarze rozwoju
produktow, marketingu i rynku kapitatowego. Waznym atutem jest fakt, ze w kadrze Emitenta znalazto sie wielu profesjo-
nalistow, posiadajacych rozwijane na miedzynarodowych rynkach know-how, wspotpracujgcych w swojej karierze zawodo-

wej 7z globalnymi korporacjami i instytutami badawczymi.
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3. Informacje na temat realizacji celow emisji, oraz inne istotne wydarzenia w okresie objetym raportem.

e Rozpoczecie prac nad wersjg beta drukarki laboratoryjnej
Na podstawie wynikéw z testow alfa (wewnetrznych) przeprowa-
dzanych na przestrzeni ostatnich miesiecy 201 7/r. przez laborato-
rium aplikacyjne Emitenta oraz w oparciu o informacje o potrzebach
potencjalnych klientow, zgromadzone przez dziat rozwoju biznesu
Emitenta, Spotka przygotowata projekt wersji beta innowacyjnego
urzadzenia do nanodruku. Zgodnie z nakreslong w Dokumencie
Informacyjnym strategia, funkcjonalnosci drukarki w wersji beta
beda tozsame 7z funkcjonalnosciami planowanymi dla pézniejszych
egzemplarzy seryjnych. Po zbudowaniu drukarki w wersji beta ma
ona stuzy¢ do prowadzania testéw w warunkach rzeczywistych
u klientéw oraz partnerow zainteresowanych ich nabyciem. Bu-

dowa egzemplarzy w wersji beta wspotfinansowana bedzie 7 do-

tacji pozyskanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego,

o ktérej Emitent informowat w raporcie biezgcym ESPI 9/2017.

e Realizacja projektu komercjalizacji technologii w obszarze naprawy zerwanych potgczen metalicznych
- open defects repair - intensywne prace nad porozumieniami partnerskimi
Powotany w czwartym kwartale ubiegtego roku
dziat rozwoju biznesu Emitenta zainicjowat i prowa-
dzi liczne rozmowy 7 potencjalnymi partnerami na
arenie miedzynarodowej w celu efektywnej komer-
cjalizacji opracowanej przez Spotke innowacyjnej
technologii nanodruku w obszarze naprawy uszko-
dzonych na etapie produkcji potgczer metalicznych
w  cienkowarstwowych uktadach elektronicznych
(open-defects repair). Wspdtpraca ta ma odbywac
sie na zasadach joint development agreement (JDA).
Formuta ta zaktada wspotfinansowanie rozwoju
technologii przez partnera w zamian za np. prawo
pierwszenstwa w zakupie rozwigzania koncowego.
Spotka otwarta jest rowniez na podjecie dziatan
w ramach klasycznego joint venture. Rozwdj proce-

su komercjalizacji mozliwy jest takze z zaangazowa-

niem dotacji ze $Srodkéw publicznych.
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e Utworzenie dziatu marketingu i public relations

Z/ poczatkiem stycznia 2018 r. utworzony zostat w Spofce dziat marketingu i public relations. Na jego czele staneta
Marta Ziobrowska - ktéra swojg kariere zawodowa budowata w miedzynarodowych korporacjach (m.in. Grupa Selena
oraz Zehnder) - manager z wieloletnim doswiadczeniem w obszarze marketingu oraz komunikacji, wspierania biznesu oraz
wdrazania innowacyjnych technologii na zagranicznych rynkach. Do nadrzednych celow powotanego dziatu nalezy opra-
cowanie oraz wdrozenie odpowiedniej strategii dziatan zwiazanych z komercjalizacjg przetomowe] technologii Emitenta
w wybranych sektorach rynku. Aktywnosc¢ utworzonego dziatu skupiac sie bedzie wokdt dbania o wizerunek XTPL, budo-
wania Swiadomosci odbiorcow, dotyczacej rewolucyjnych rozwigzan Spotki w zakresie nanodruku, mozliwosci innowacyj-
nego zastosowania wdrazanej technologii na konkretnych polach aplikacyjnych, a takze wokdt budowania strategicznych
relacji miedzy firma, a odbiorcami. W obecnej fazie rozwoju Spotki zespdt marketingu i public relations intensywnie wspiera
dziatania business development, majace na celu sprzedaz drukarek laboratoryjnych i nanotuszow oraz jednoczesne pozy-
skiwanie partnerow - potencjalnych klientow - do zawarcia umow typu Joint Development Agreement, ktérych zatozeniem
jest wspolny, dalszy rozwoj technologii. Powotanie dziatu marketingu i public relations stanowi realizacje kolejnego celu

emisyjnego, postawionego przed Spodtka w zwigzku z publiczng subskrypcja akcji serii M.
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4 Model biznesowy

KOMERCIJALIZACJA

Proces rozpoczecia petnej komercjalizacji rozwiazan XTPL przebiega w trzech fazach.

——  Faza | (zakonczona) - etap opracowywania laboratoryjnego prototypu drukarki i formuty kompatybil-
nego z nig nanotuszu. Na tym etapie Spotka nie osiggata przychodow z dziatalnosci operacyjnej, dzia-

talnosc¢ finansowana prowadzona byta w wiekszosci przy wykorzystaniu zewnetrznych Zrédet w postaci

6 A m.in. grantow, dotacji oraz srodkdw pozyskanych z emisji akcji serii M.

— Faza Il (w realizacji) - na tym etapie Spotka oferuje produkt w fazie MVP (minimum viable product - pro-
dukt o kluczowej funkcjonalnosci) w postaci drukarki laboratoryjnej. Drukarka ta bedzie kierowana do
centrow R&D zardwno podmiotow biznesowych, jak i naukowych. Celem tej fazy jest przede wszyst-
kim walidacja technologii i jej zaprezentowanie dziatom badawczo-rozwojowym potencjalnych klientéw,
zbudowanie relacji na poziomie technologicznym, umozliwienie prototypowania, a takze zdefiniowanie

kolejnych przetomowych zastosowan na konkretnych polach aplikacyjnych.

W tej fazie Spotka zaktada uzyskanie pierwszych przychodow (sprzedaz drukarek laboratoryjnych oraz
sprzedaz nanotuszow) i jednoczesnie poszukuje partneréw - potencjalnych klientéw do zawarcia uméw
typu JDA w zakresie rozwoju technologii (tzw. Joint Development Agreement, gdzie prace beda wspotfinan-

sowane przez partnera w zamian np. za prawo pierwszenstwa w zakupie rozwigzania finalnego).

—  Faza lll - na tym etapie XTPL bedzie oferowat kompleksowe rozwigzania dla przemystu. Drukarka prze-
mystowa bedzie roznita sie od laboratoryjnej zarowno rozmiarem, funkcjonalnoscia (wieksza wydajnosc),

jak i stopniem dojrzatosci technologicznej. W ramach tej fazy Spotka zaktada, ze drukarka produkowana

é F— bedzie przez zewnetrznego partnera (na zlecenie XTPL), gtowica drukujaca przez XTPL, a nanotusz przez
partnera-podwykonawce. XTPL bezposrednio sprzedawac bedzie nanotusz oraz gtowice drukujaca,

a takze ustuge wdrozenia technologii u klienta (doradztwo technologiczne).

v W tej fazie Spotka zaktada uzyskanie przychodow poprzez sprzedaz gtowic drukujacych (transakcje jed-
norazowe), sprzedaz nanotuszu (transakcje powtarzalne) oraz sprzedaz dedykowanych ustug wdrozenio-

wych (transakcje jednorazowe).)
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Raporty biezace EBI:

1) Raport nr 1/2018 (12.01.2018 r.) = Raport miesieczny grudzien 2017 r.

2) Raport nr 2/2018 (16.01.2018 r.) - Zawarcie umowy z bieghym rewidentem na badanie sprawozdania finansowego
3) Raport nr 3/2018 (30.01.2018 r.) - Terminy przekazywania raportow okresowych w 2018 r.

Raporty biezgce ESPI:

W styczniu 2018 r. Emitent nie publikowat raportéw biezacych w ESPL

14 lutego 2018 r. - publikacja raportu za czwarty kwartat 2017 r.
31 marca 2018 r. - publikacja raportu rocznego za 2017/ r.

W ocenie Zarzadu Emitenta, w okresie objetym ninigjszym raportem miesiecznym nie wystapity zdarzenia i nie pojawity

sie nowe istotne tendencje w otoczeniu rynkowym Spotki, ktére mogtyby miec istotne znaczenie dla kondycji finansowej

oraz wynikow finansowych.

W imieniu Zarzadu:

Filip Granek - Prezes Zarzadu Maciej Adamczyk — Cztonek Zarzadu

Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu. VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. Wysokos¢ kapitatu: 169 522,00 PLN wptacony w catosci.
KRS: 0000619674  NIP: 9512394886  REGON: 36189062



